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(57) Abstract: The present invention relates to a plasma generating device comprising a plasma source having a plasma source
hollow body (1) and an electron emission unit (5) which makes it possible to emit free electrons into the plasma source hollow body,
wherein the plasma source hollow body (1) has a first gas inlet (7a) and a plasma source opening (10) which forms an opening to a
vacuum chamber, and further comprising an anode having an anode hollow body (2), wherein the anode hollow body (2) has a
second gas inlet (7b) and an anode opening (11) which forms an opening to the vacuum chamber, and a voltage source (8) the
negative pole of which is connected to the electron emission unit (5) and the positive pole of which is connected to the anode hollow
body (2), wherein the positive pole of the voltage source (8) is additionally electrically connected by means of a first shunt (6a) to
the plasma source hollow body.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Die vorliegende Erfindung Dbetrifft eine Plasmaerzeugungsvorrichtung umfassend - eine Plasmaquelle mit
Plasmaquellenhohlkérper (1) und FElektronenemissionseinheit (5) welche es erméglicht freie Elektronen in den
Plasmaquellenhohlkérper zu emittieren wobei der Plasmaquellenhohlkérper (1) einen ersten Gaseinlass (7a) und eine
Plasmaquellendffnung (10) aufweist, welche eine Offnung zu einer Vakuumkammer bildet - sowie eine Anode mit
Anodenhohlkérper (2), wobei der Anodenhohlk&rper (2) einen zweiten Gaseinlass (7b) und eine Anodenéfthung (11) aufweist
welche eine Offnung zu der Vakuumkammer bildet - und eine Spannungsquelle (8) deren negativer Pol mit der
Elektronenemissionseinheit (5) verbunden ist und deren positiver Pol mit dem Anodenhohlkérper (2) verbunden ist, wobei der
positive Pol der Spannungsquelle (8) zusétzlich iiber einen ersten Nebenwiderstand (6a) mit dem Plasmaquellenhohlk&rper
elektrisch verbunden ist.



